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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T29056—2012《硅外延用三氯氢硅化学分析方法 硼、铝、磷、钒、铬、锰、铁、钴、

镍、铜、钼、砷和锑量的测定 电感耦合等离子体质谱法》,与GB/T29056—2012相比,除结构调整和编

辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 增加了锂、钠等元素的测定,更改了测定范围(见第1章,2012年版的第1章);

b) 更改了方法原理(见第4章,2012年版的第2章);

c) 增加了干扰因素(见第5章);

d) 增加了试验条件(见第6章);

e) 更改了试剂和材料(见第7章,2012年版的第3章);

f) 更改了仪器设备(见8.1,2012年版的第4章);

g) 增加了分析天平、电加热板、器皿等要求(见8.2~8.8);

h) 增加了样品采样的要求(见第9章);

i) 删除了分析步骤中的安全措施(见2012年版的5.1);

j) 增加了仪器准备(见10.1);

k) 更改了试料、平行试验、标准溶液的配制和测定步骤(见10.2、10.3、10.5、10.7,2012年版的

5.2、5.3、5.5、5.6);

l) 更改了精密度要求(见第11章,2012年版的第7章);

m)删除了质量保证与控制(见2012年版的第8章);

n) 更改了试验报告(见第12章,2012年版的第9章)。
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硅外延用三氯氢硅中杂质含量的测定

电感耦合等离子体质谱法

  警示———使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问

题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本文件描述了硅外延用三氯氢硅中锂、硼、钠、镁、铝、钾、钙、磷、钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、镓、
钼、砷、铅等元素的电感耦合等离子体质谱仪测定方法。

本文件适用于硅外延用三氯氢硅中杂质元素含量的测定。各元素测定范围见表1。

表1 各元素测定范围

元素
测定范围

ng/g

锂 0.01~10

硼 0.01~10

钠 0.01~10

镁 0.01~10

铝 0.01~10

钾 0.01~10

钙 0.01~10

磷 0.01~10

钛 0.01~10

钒 0.005~10

铬 0.01~10

锰 0.01~10

铁 0.01~10

钴 0.005~10

镍 0.01~10

铜 0.01~10

锌 0.01~10

镓 0.01~10

钼 0.005~10

砷 0.01~10

铅 0.01~10

1

GB/T29056—2025




